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摘要(译)

为高强度聚焦超声提供子孔径控制。从不同的子孔顺序地进行测试传
输。确定聚焦区域处的组织响应并用于选择子孔径。例如，在温度不超
过某一阈值或组织位移较弱的情况下，不使用一个或多个子孔，例如与
介入骨或衰减组织相关联。可替代地或除了焦点区域处的组织响应之外
还可以使用其他因素。可以使用子孔径与病变的相对接近度，子孔径的
角度分布，子孔径聚焦区域的形状或尺寸与待治疗的组织相比，或者它
们的组合。一旦被选择，可以基于每个子孔径的测量的组织响应来调整
每个子孔径的相对重量，以便从不同的子孔径提供更均等的治疗贡献。
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